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ระบบลําเลียงแสงที่มาจากอนัดูเลเตอรของหองปฏิบัติการแสงสยาม ถูกออกแบบและสราง

ขึ้นเพื่อใชวิเคราะหโครงสรางอิเล็กทรอนิกสและพื้นผิวของวัสดุ  โดยระบบดังกลาวลําเลียงแสงทีม่ี
พลังงานของโฟตอนในชวง 40-160 และ 220-1040  อิเล็กตรอนโวลต สําหรับใชในการทดลอง
ทางดานโฟโตอิมิชชัน และจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบโฟโตอิมิชชัน เพื่อที่จะทําใหมีการใชแสง
ที่มาจากอันดเูลเตอรอยางมีประโยชนสูงสุด จึงไดมกีารออกแบบใหระบบลําเลียงแสงมีการแยกการ
ใชแสงหลังผานการถูกคัดเลอืกพลังงานเปน 2 กิ่ง   ซ่ึงเรียกวาระบบลําเลียงแสง BL3.2a: PES   และ 
BL3.2b: PEEM   ในการสรางระบบลําเลียงแสงใหมนี ้  ไดนําอุปกรณเชิงกลเกือบทั้งหมดจากระบบ
ลําเลียงแสง BL4 เกาที่เลิกใชงาน เชน ระบบโฟกัสของกระจกสวนหนา ระบบคัดเลือกพลังงาน 
และ ระบบโฟกัสของกระจกสวนหลัง อีกทั้งอุปกรณเชิงกลที่ไดถูกออกแบบและผลิตขึ้นใหมมาใช
งาน ไดแก สวนหนาของระบบลําเลียงแสง ระบบโฟกัสของกระจกตวัที่สอง ระบบกระจกเพื่อเลือก
สถานีทดลอง    และระบบโฟกัสของกระจกแบบ K-B     สวนการควบคุมอันดูเลเตอรและระบบ
ทัศนศาสตรไดพัฒนาซอฟแวรขึ้นมาโดยใชโปรแกรม LabView หลังจากไดทําการติดตั้งเสร็จ
เรียบรอยแลว ไดทําการทดลองวัดคุณลักษณะเชิงแสงของระบบลําเลียงแสง ไดมีการนําผลที่ไดจาก
การทดลองมาเปรียบเทียบกบัผลที่ไดจากการคํานวณ และจากการจําลองดวยโปรแกรมจาํลอง
เสนทางการเดนิของแสง  
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The undulator beamline in the BL3 was designed for the surface science

research. In the designed optics simulated by a ray-tracing program, the beamline

delivers an undulator radiation to the experimental stations in the range of VUV

(vacuum ultraviolet) and SX (soft X-rays) corresponding to a photon energy of

40 - 1040 eV, and the photon beam size at the sample position is in the order

of micrometer with an intensity of about 2000 times, higher than that obtained

from the bending magnet. In the mechanical design of the beamline under limited

funding, most of the mechanical components were reused from the obsolete bending

magnet beamline in the BL4, and vacuum components were fabricated in the

in-house machining facility. The control softwares of the undulator and grating

were also developed using a graphical programming software called LabView. To

make the most uses of the U60 undulator radiation, the beamline was designed

to be divided in two branches for two experimental techniques : angle-resolved

photoemission spectroscopy and photoemission electron microscopy. After the

construction was completed, the performance of the optical beamline based on

the commissioning results was evaluated, and compared with the results from

analytical calculations and ray-tracing simulations.




